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Titel der Erfindung

Verfahren zur Heﬁstellung von SchichtpreBstoffen bzw.
Basismaterial fir Leiterplatten

Anwendungsgebiet der Erfindung

Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Herstellung von
SchichtpreBstoffen bzw, Basismaterial fir gedruckte
Schaltungen (Leiterplatten), insbesondere fiir Serienfer-
tigung komplizierter Leiterplatten fiir die Elektrotechnik/
Elektronik.

Charakteristik der bekannten technischen L&sungen

Als Basismaterial fir gedruckte Schaltungen ist die Her-
stellung von zwei Grundtypen bekannt:

~ kupferkaschiertes Phenolharz—Hartpépier

~ kupferkaschiertes Epoxidharz~-Glashartgewebe,

Standardisiert sind die Materialien national und inter-
national in Standards wie TGL 11651, NEMA LI - 1879,

DIN 48 802 und GOST 10,316. In den letzten Jahren haben
sich neben diesen beiden Grundtypen mit festenm Einsatz-
gebiet in Konsumgliterelektronik bzw, Computertechnik ver-
schiedene Mischtypen (Composite Laminates) bewdhrt, die
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ihr Einsatzgebiet im Grenzbereich zwischen beiden Lami-
naten haben, Ihr Einsatz wird vorwiegend bestimmt durch
Materialkosten und Verarbeitbarkeits

Folgender Aufbau ist bei den Mischlaminaten bekannt:
- Glasgewebe/Epoxidharz als Deckschicht
und Papier/Epoxidharz im Kern

- .Glasgewebe/Epoxidharz als Deckschicht
und Glasvlies/Epoxidharz im Kern

- Glasgewebe/Epoxidharz als Deckschicht
und Glasvlies/Phenclharz im Kern,

_Bekannt ist, daB bei der Kombination Papier/Kern und Glas-
seidendeckschicht bei den Papieren Harzauftrédge von 80 =
100 %, bezogén ‘auf die Rohflédchenmasse des Papiers, und
der Einsatz von Epoxidharzen mit Fiillstoff Ublich sind.

Die Lackiermaschinehgeschwindigkeiten sind dabei wesent=
lich geringer als bei der Glasseidenlackierung, bezogen
auf das gleiche Harzsystem und gleichem Harzauftrag.

Diese Laminate werden vorwiegend fir nichtdurchkontak-
tierte Leiterplatten eingesetzt, Diese Eingrenzungen des
Einsatzgebietes werden durch das erreichte Kennwertspek=
trum und die Verarbeitungseigenschaften verursacht. Diese
Laminate haben gegeniber den anderen beiden Typen eine
erhdhte Wasseraufnahme und sowohl beim Bohren aber vorwie-
gend beim Stanzen kommt es zur lokalen Veranderung der
Laminatstruktur und dadurch bedingt zu einer stdrenden
erhShten Medienaufnahme an diesen Stellen.

Ziel der Erfindung

Die erfindungsgemidBe Ldsung soll es ermdglichen, einen

Weqg zur Herstellung von Basismaterial mit dem Aufbau



~ Glasseide/Epoxidharz ~ Deckschicht

-~ Papier/Epoxidharz - Kern .
zu nutzen, welcher eine hohe Produktivitdt und einer Ver-
besserung der Kennwerte und Verarbeitungseigenschaften
des Materials (Stanzen, Durchkontaktieren) aufweist und
vergleichbar mit den Typen

, - Epoxidharz - Glasseide ,

bzw, - Epoxidharz - Glasseide = Deckschicht
ists

- Darlegung des Wesens der Erfindung

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde,’ ein Harzsystenm

zu entwickeln, dessen Anwendung eine hohe Produktivitis,

eine Verbesserung der Kennwerte und verbesserte Verarbei=-
tungseigenschaften, besonders beim Stanzen und Durchkon-

taktieren, gestattet.

Die Merkmale der Erfindung bestehen darin, daB das Papier
flir die Kernlagen mit einem Epoxidharz der Zusammensetzung
(bezogen auf Festkdrper)

84 - 94 % Epoxidharz

2,5 - 4,5 % Hérter (Dilmethyldiamin

0,1 - 0,5 ¥ Beschleuniger (Dimethylbenzyl-

amin)

3 =10 % Novolak
impragniert wird, wobei das Epoxidharz durch den Novolak
zus8tzlich beschleunigt wird, daB das Papier mit nieder-
molekularem Phenolharz verimprédgniert wird und daB der Ge-
samtharzauftrag 100 - 130 % und der der Vorimprdgnierung
10 - 15 %, bezogen auf die Fldchenmasse des Papiers, be=-
trégt,

Die Erfindung wird nachstehend anhand eines Ausfihrungs=-
beispiels ndher erldutert,



Ausfihrungsbeispiel

_Spezialpapier fir SchlchtpreBstoFFe mit einer Flichen-
masse von 60 = 100 g/m wird mit einem niedermolekularen
,Phenolharz, Molekulargew1cht ca. 90 - 120; vorimprédgniert,
Der Harzauftrag betrdgt dabei 10 - 15 %, bezogen auf die
Flichenmasse des Papiers. Die Imprégnierung erfolgt auf
bekannten Horizontalimprégniérmaschinen. '

Das so vorimpréagnierte Papier wird auf gleichen Anlagen
mit Epoxidharz imprégniert. Da im Gegensatz zu Glasseide
und unter Verwendung gleicher Harze und Harzauftrdge bei
Papieren geringere Imprégniergeséhwindigkeiten erreicht
werden, wird das Epoxidharz zus&tzlich beschleunigt.,

Bezogen auf Festkdrper wird ein Harz folgender Zusammen-
setzung eingesetzt:

91,8 9% Epoxidharz

3,1 % Hérter (Dimethyldiamin)

4,7 % Novolak

0,25 7 Beschleuniger (Dimenthylbenzylamin)

Der Harzauftrag betrdgt dabei (bezogen auf Flachenmasse
des Paplers) 100 bis 115 %. Der Flow~Test betrdgt 6 - 10 %,

Neben dem Novolak wirkt das phenolische Vorimprdgnierharz
beschleunigend und insbesondere die dreidimensionale Ver-
‘netzung unterstiitzend, Durch den Zusatz von Novolak wird
die Impréagniergeschwindigkeit bei gleichem Epoxidharz auf
ca. 160 % gesteigert,

Glasseide mit einer Fldchenmasse von 110 - 200 g/m2 wird
in bekannter Weise auf Imprégnieranlagen mit Epoxidharz
imprégniert und getrocknet, Der Harzgehalt betragt dabei
40 - 50 %o '



Beide Prepregmaterialien werden auf Format geschnitten und
vorgelegt. Dabei werden je 5 Papierprepregs beidseitig mit
einem Glasgewebeprepreg abgedeckt und mit Kupferfolie kom=
plettiert., Bei diesem beschleunigten System gestaltet sich
der PreBprozeB im Vergleich zu Glasgewebe/Epoxidharz we-
sentlich unproblematischer, Die PreBtemperatur betrigt
165% C und der PreBdruck 8 N/mmz.



Erfindungsanspriiche

1. Verfahren zur Herstellung von SchichtpreBstoffen bzw.
Basismaterial flr Leiterplatten, wobei die Schicht-
prefstoffe als Mischlaminat aus Glasseidengewebe als

2.

3¢

Decklage und Papier als

Kernlage hergestellt werden

und das Glasseidengewebe nach bekannter Weise imprég-

niert wird,
gekennzeichnet dadurch;

daB das Papier fiir die Kernlagen mit einem Epoxidharz

der Zusammensetzung (bezogen auf Festkdrper)

84 - 94 9
2,5 - 4',5 %
0,1 - 0:5 %

_ 3 =-10 %
imprégniert wird; wobei
zusdtzlich beschleunigt

Verfahren nach Punkt 1,
gekennzeichnet dadurch,

Epoxidharz

Hérter (Dimenthyldiamin)
Beschleuniger (Dimenthyl-
benzylamin

Novolak

das Epoxidharz durch den Novolak
wird,

dafh das Papier mit niedermolekularem Phenclharz vorim-

priégniert wird.,

Verfahren nach den Punkten 1 und 2,

gekennzeichnet dadurch,

daB der Gesamtharzauftrag 100 - 130 % und der der Vor-

imprdgnierung 10 - 15 %, bezogen auf die Flichenmasse

des Papiers, betrigt,
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